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OZET

TEMiZLEME CIHAZI VE BUNA AIT ISLETIM YONTEMi

Bulug, bir atomizdrin (1) tTemizlenmesine yoénelik temizleme
cihazi, 6zellikle 1slak temizleme istasyonu (4) ile en az bir
temizleme enjektdri (14) ile atomizdrin (1) 1slak
temizlenmesine y&nelik temizleme akiskani (1) plskiirtiilen bir
déner atomizdrle(l) ilgilidir; dahasi atomizdr (1) besleme
yvoniinde temizlemeye yonelik 1slak temizleme istasyonuna (4)
aktarilmaktadir, Temizleme enjektdrine (14) temizleme
akiskaninin verilmesine vyénelik dénebililen temizleme gdvdesi
bulunmasi 6ngdriilmektedir. Bulus ayrica ilgili isletim

yontemini de kapsamaktadir.
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ISTEMLER

1l Bir atomizdriy (1), dzellikle ddner atomizdril temizlemek icin
a) en az bir temizleme enjektdril (14) ile atomizdrin (1)
1slak temizligine vydnelik 1slak temizleme istasyonlu (4)
temizleme cihazi; dahasi1i besleme y&niinde (5) temizlemeye
yénelik 1slak temizleme istasyonuna (3) iletilebilen
atomizdér (1)

olup, o6zellidgi;

b) Temizleme enjektdrinde (14) temizleme akiskaninin

verilmesine yénelik donebilen temizleme gdvdesinin (21)

bulunmaszi,

c) dbnebilen temizleme gdvdesinin (21}
cl) temizleme gdvdesinin (21) d&énmesinden kaynaklanan
titresimleri azaltmak 1i¢in temizleme gdvdesinin (21)
dénme eksenine (41) iliskin esasen eksenel simetrik olan
kiitle dagilimi ve/veya dis konturu olmasi ve/veya
c2) temizleme gdvdesinin (21} balans avyarini statik
ve/veya dinamik olarak vapmak dic¢in en az bir kontra
agirligdir bulunmasi ile karakterize edilmektedir.

2, Istem 1l’e g6re temizleme cihazi

olup, o6zelligi;
a) temizleme gdvdesinin (21} devir Sayl1sinin
regilasyonuna vyénelik bir devir sayisi reglilatdérinin
Sngdriillmesi ile, ve/veya
k) temizleme gd&vdesinin (21) devir sayisina badli olarak
tirkin carkinin tahriklenmesine yonelik belli bir tahrik
havasinin bir kismini ileten devir sayisi reglilatdriinin
merkezkag¢ kuvveti reglilatdril olmasi ile, ve/veva
) disinda tahrik havasi pilskirtilen tahrik mili bulunan
ve devir sayisinin artmasiyla tahrik milindeki radyal
delikleri acan tahrik merkezka¢ kuvveti regiilatdrinde
tahrik havasinin bir kismini ileten ve artik tahrik icin
kullanilmamasini saglayan bir manson bulunmasi ile,

ve/veya
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) bir o-ring ile tahrik miline bastirilan mansonun
bircok bdlimden olusmasi ile, veya

e) devir sayisina badli clarak sekil de§istiren ve fren
momentiyla {retilen merkezkag kuvvetli reglilatdrinde bir
frenleme elemani bulunmasi ile, vevya

f) Temizleme gdvdesini (21) disari sizan akiskaninin
geri tepmesiyle déntsi kaydirmak ve devir sayisina badla
olarak cikis delidinin yoniini dedistirmek ve bdyvlece devir
saylsl reglulasyonuna etki etmek igin temizleme gdvdesinde
(21) c¢gevresel yonde hizalanan bhir ¢ikis delidgi bulunmasi

ile karakterize edilmektedir.

3.0nceki istemlerden birine gére temizleme cihazi olup,

6zelligi;

a) temizleme enjektorinde (14} sabit bir huni (20)
bulunmasi ile, ve/veya

b) ddénen temizleme gdvdesinin (21} ig¢ine bir huni (20)
yerlestirilmesi ile, ve/veya

c) dbnen temizleme g&vdesinin (21) sert malzemeden
olusmasa, boylece dénen temizleme govdesinin (21)
igletimde seklinin esasen deJismemesi ile, ve/veva

d) temizleme gdvdesinin (Z1) ag¢ik ucuna dodru dzellikle
koni seklinde odzellikle 5°-20° ya da 10°-15° konik aciyla
genislemesi ile, ve/veya

e) iginden koaksivyal bir dis hortum (23) wve 1¢ hortum
(22) gecen dénen temizleme gbvdesinde (21) bir
uzunlamasina delik bulunmasi ile, ve/veya

f) i¢ hortumdan (22) akis yukari bir temizleme maddesi
beslemesivle (24) badli olmasi ve akis asadl temizleme
govdesinin (21} acik ucunda enjektdr delidine girmesi ile,
ve/veya

qg) dis hortum (23) ile ic¢  hortum (22) arasindaki
boslugun akis yukari bir hava beslemesi (25) ve akis asadi
temizleme g&vdesinin (21) ac¢ik ucunda bir enjektdr delidi
ile badli olmasi1 ile, ve/veya

h)i¢ hortumun (22) akis vyukari uca dénmeyecek sgekilde
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sabitlenmis olmasi, béylece dis hortumun (Z23) isletimde ig
hortuma (22) nispeten dénmesi ile, ve/veya

i) dis hortumun (23) 1¢ hortumdan (22) daha saglam
olmasi ile, ve/vevya

J) enjektdr deliginin temizleme akigkaninin temizleme
gévdesinin (21) dénme eksenine (41} wverilmesine yé&nelik
bir edim ag¢isi (B) ile Dbikllmesi, béylece temizleme
gbvdesinin (21) donmesinin plskiirme véniinin (40)
dedistirilmesine neden olmasi ile, ve/veya

k) i¢ hortum (22}, dis hortum (23) wve bir sikistirma
elemani kapsayan temizleme enjektoriinde (14)
dedistirilebilir hortum vapi grubu bulunmasi ile, ve/veya
1) sikistirma elemaninin i¢ hortumu (22) sabitlemesi
ile, ve/veya

m) sikistirma elemaninin vidalamali bagdlanti ile
temizleme enjektériine (14) sabitlenmesi ile, ve/veva

n) temizleme enjektdrlerinin (14) besleme ydnine iliskin
alana vayilarak yerlestirilmesi ile, ve/veya

o) eksenel vydnde arka arkava verlestirilen temizleme
enjektérlerinin (14) birgok dizleme yerlestirilmesi ile,
ve/vevya

) temizleme enjektdrlerinin (14) minferit diizlemlerde
temizleme enijektdbrlerine (14) bitisik dizlemde cevresel
vonde kaydirilmasl ile, ve/vevya

) 1slak temizleme istasyonunda (4) temizlenecek
atomizéri (1) besleme yonil (5) bovga mahfazavya(7) i1leten

besleme delikli (&) bir gdvde (7) bulunmasi ile, ve/veya

r) giris deliinin (6) bir conta ile conalanmasi ile,
ve/vevya
5) glris deliginin (6) blokaj havasa conasiyla

contalanmasi; dahasi blokaj havasi contasinin giris delidi
(6) lzerinden blckaj havasini Uflemesi ile, ve/veya

t) giris delidine (6) atomizdére (1) kuru hava iflemek
igin bir {ifleme havasi halkasi (13) verlestirilmesi ile,

ve/veya
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u) temizlenecek atomizdrin (1) cgan tabkadginin koyulmasi
igin mahfazavya (7) bir 1¢ tiplin besleme vydniine (%)
koaksiyal olarak yerlestirilmesi ile, ve/veya

V) en az bir temizleme enjektdriinin (13) puskirme
yoniyle (15) belli bir edim acisiyla (o) atomizdrin
besleme ydninde (5) blkilmesi ile, ve/veva

W) en az bir temizleme enjektériin edim acisinain (o) 20°,
30°, 40° va da 50°den biivik olmasi ile, ve/veya

X} en az bir temizleme enjektdrinin (14} edim agisinin
() 85°, 80°, 70° veya 65°den kicik olmasi ile, ve/veya

vy} femizleme enjektdrlerinin (14} farkli diizlemlerindeki
edim acisinin () farkli olmasi ile, ve/veya

z) temizleme enjektériiniin (14) clkas deligi ile
temizlenecek atomizdr (1) ylizeyl arasinda belli bir
temizleme mesafesi bulunmasi ile, ve/veya

aa) en az bir temizleme enjektdrintin (14) temizleme
mesafesinin 5 mm, 10 mm, 20 mm veya 25 mm’den biyik olmasi
ile, ve/veya

ab) en az bir temizleme enjektdrinin (14) tTemizleme
mesafesinin 70 mm, 60 mm, 50 mm, 40 mm veya 35 mu’ den
kiiciik olmasi ile, ve/veya

ac) atomizdr (1} icgin giris delidinin (6} yerlestirildigi
mahfazanin (7) ust tarafinin bir kapakla {10, 11)

kapatilmasi ile karakterize edilmektedir.

4.0nceki istemlerden birine gdre temizleme cihazi olup,

6zelligi;

a) 1slak temizleme istasyonunda (4) en az bir temizleme
enjektériniin sabitlenmesine vyoénelik enjektdr tutucusu (16-
19) bulunmasi ile, ve/veva

b) enjektdr tutucusunun (16-19) temizleme enjektérinin
sabitlemesinin dedistirilebilir olmasina olanak sadlamasa
ile, ve/veya

<) enjektor tutucunun (16-1%9), &zellikle bir titresim
sbnimleyici elastomer bkilegenle (18) enjektdr tutucuda

Szellikle bir o-ring (18) ile temizleme enjektdriniin (14)
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titresim aktarimini azaltmak tTitresim sonimlevyici olmasi
ile, ve/veya

d) enjektdr tutucunun (16-19) temizleme enjektdrini
sabitlemesi ile, ve/vevya

e) enjektdr tutucuda (16-19) temizleme enjektdrlerini
(14) sabitlemek icin en az bir wvida {(19) bulunmasi; dahasi
temizleme enjektérinden (14) kaynaklanan titresimlerin
vidalamalili badlantiyi acmasini &nlemek icin wvidanain (19)
kendiliginden kilitli olarak sabitlenmesi ile karakterize

edilmektedir,

5.0nceki istemlerden birine gdre temizleme c¢ihaz1 olup,

6zelligi;

a) temizleme enjektérinin (14) dénebilen temizleme
gdvdesinde (21) pndmatik tahriki ic¢in en az bir ddnebilen
tiirkin ¢arki (29) bulunmasi ile, vea/veya

k) temizleme gdvdesini (21) digsari c¢ikan temizleme
akisaninin geri vidilmasiyla tahriklemek icin temizleme
g&vdesinin (21) a¢ik wucunda, g¢evresel vy&ne hizalanmis
¢cikis delidi Dbulunmasi; dahasi temizleme govdesini (21)
rotorun  akis dinciyle sinirlandirmak icin temizleme
gévdesinde (21) tercihen en az bir rotor bulunmasi ile

karakterize edilmektedir.

6. Istem 5'e gbre temizleme cihazi olup, &zellidi;

a) tirbin carkinin {Z29) tahrik havasini igceriden
digariya puskirtmesi ile, ve/veya

b) tiurkin carkinda (29) tahrik havasini tlirbin garkandan
almak icin birgok delik bulunmasi ile, ve/veya

) tirkin carkindaki (29) deliklerin bir tiirbin
bolmesine girmesi ile, ve/veya

d) tirbin bdélmelerinde g¢evresel ydne hizalanmis en az
bir ¢i1kis delidi bulunmasi ile, wve/vevya

e) Cikis deliklerinin enkesit yiuzeyinin 0,5 mm?den biyik
ve/veya 3 mmfden kiigiuk olmasi ile, vea/vevya

f) Tahrik havasi tiirbin g¢arkina pilisklirtildiikten sonra

blokaj havasi c¢larak blokaj havasi enjektérlerinden sabit
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huni {(20) 1le ddnen temizleme gdvdesinin (21) arasindaki
bosluga verilmesi; dahasi blokaj havasinin temizleme
gévdesinin rulmanlarinin (30, 31) kirlenmesini azaltmasz
ile, ve/veva
g) dénebilen gbvdelerin tahriklenmesi ig¢in bircok tirbin
carkinin (29) bulunmasi ile karakterize edilmektedir.

7. 0nceki istemlerden birine gére temizleme cihazi olup,

6zelidi;

a) temizleme akiskaninin Dbeslenmesi icin temizleme
maddesi baglantisi (24) ve
) besleme havasinin beslenmesi i¢in besleme havasi

baglantisi (25) bulunmasi ile ve

c) temizleme enjektdriindeki (14) besleme havasinin
- temizleme gbdvdesinin (21) dénme tahrikine yénelik
temizleme enjektdrindeki (14) tirbin c¢arkinin (29)

tahriklenmesi ve
- atomizéruin (1) temizlenmesi ig¢in temizleme havasina
ayrilmasi ile, ve/veya
a) besleme havasindaki tahrik havasi oraninin %10, %20,
%30, %40 veya %$50'den daha fazla olmasi ile, ve/veya
e) begsleme havasindaki tahrik havasi oraninin %70, %60,
%50, %40, %35'ten az olmasi ile, ve/veya
f) temizleme havasinin tahrik havasina miktar oraninin
esasen 2:1 olmasi ile, ve/veva
q) temizleme akigskaninin miktar debisinin ve besleme
havasinin miktar debisinin birbkirinden badimsiz
ayarlanabilir clmasi ile, ve/veya
h) temizleme gdvdesinin (21) en az 500 dak'!, 1000 dak’!
veya 2000 dak’! ve en fazla 30000 dak'l, 20000 dak'!l, 100CO0
dak', 8000 dak!” devir sayisiyla dénmesi ile, ve/veya
i) temizleme cihazinin en az bir bileseninin iretken
Uretim ydntemiyle liretilmesi ile karekterize edilmektedir.
8.0nceki istemlerden birine gére temizleme cihazi olup,
6zeligi;

a) temizleme cihazinin bir kaplama sistemine, &zellikle
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boyama kabininin zeminindeki bir kafes demire sabit
mcntajl ile, wveya

b)temizleme <c¢ihazinin &zellikle Thareket ettirilebilir
boyvama robotuyla birlikte hareket edecek sekilde hareketli

montajl ile karakterize edilmektedir.

9.0nceki istemlerden Dbirine gdre temizleme c¢ihazi olup,

bzelligi;

a) atomizdrin (1) kuru temizlenmesine vdnelik temizleme
cihazinda bir kuru temizleme istasyonu (3) bulunmasi ile,
ve/veya
b) kuru temizleme istasyonunda (3} en az bir temizleme
fircasi (8) bulunmasi ile, ve/veya
c) temizleme fircasinin (8) halka seklinde olmasi ve
temizlik sirasinda atomizdoril (1) halka sgeklinde kusatmasi
ile, ve/veya
d) kuru temizleme istasyonunun (3) 1slak temizleme
istasyonunun (4} mahfazasinin (7} disina verlegtirilmesi
ile, ve/veya
e) temizleme fircgasinin (8)
el) sabit monte edilmesi ve atomizdrin (1) temizlenmesi
sirasinda hareket etmemesi; dahasi temizleme firgasinin
(8) Dbadil hareketine atomizdre (1) nispeten atomizdrin
(1) dondiiriilmesiyle ulasilmasi ile, veya
e?) dénebilir monte edilmesi ve atomizdrin (1)
temizlenmesi sirasinda dénmesi; dahasa temizleme

fircasinin (8) atomizdre (1) nispeten badil hareketine

temizleme fircasinin (8) dénmesiyle wulasilmasi ile,
ve/veya
f) ftemizlenecek atomizdrin (1) belli bir besleme ydniinde
(5) temizleme cihazina 1letilmesi ve 1slak temlzleme

istasyonunun (4) besleme y&nil (%) booyunca kuru temizleme
istasyonunun (3) arkasina yerlestirilmesi, béylece kuru
temizleme istasyonu (3) atomizdrin (19 arka kismini
temizlerken 1slak temizleme istasvonunun (4} atomizdrin

{1) on kismini temizlemesi ile karakterize edilmektedir.
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10.

11.

Onceki istemlerden birine gére temizleme cihazi olup,

6zelidi;
a) ufalanan temizleme akiskanini avirmak ig¢in 1slak
temizleme istasyonunun (4) altina damla separatdra

verlestirilmesi ile, ve/veya

b) damla separatdriinden ayrilan temizlemse akiskanini
toplamak  igin damla separatdri altina Dbir toplama
tertibati verlestirilmesi ile karakterize edilmektedir.

Onceki istemlerden birine gdre temizleme c¢ihazi dicin

asagidaki adimlari kapsayan isletim yéntemi olup, 6zelligi:

a) temizlenecek atomizdri (1) 1glak temizleme
istasyonuna (4) gdtirilmek

b) 1slak temizleme istasyonunda (4) atomizdre (1)
temizleme akiskani piskirtmek igin:

c) 1slak temizleme istasyonunun (4) temizleme godvdesinin
(21) dénmesi; dahasi temizleme g&vdesinin (21} temizleme
akiskanini dénme vyéninde farkli plskiilrtme ydnlerine (15,
40) vermesil adimlari ile karakterize edilmektedir.

Ozellikle distem 1l’e gbre isletim yodntemi olup,

6zelligi;

a) atomizdrin (1} bir kuru temizlemeye tabi tutulmas:
ile, ve/veya

b) kuru temizlemede atomizdérin (1) bir temizleme
firgasinin (8) atomizdre (1} nispeten hareket ettirilmesi
ile, ve/veya

c) kuru temizlemede atomizériin (1) sabit olmasi ve
sadece temizleme fircasinin (8) hareket ettirilmesi ile,
ve/veya

d) kuru temizlemede atomizériin (1) hareket ettirilmesi

ve temizleme fircasinin (8) sabit olmasi ile, ve/veya

e) kuru temizlemede atomizdorin (1) ve temizleme
fircasinin (8) hareket ettirilmesi ile karakterize
edilmektedir.

Tstem 12'ye gdre isletim ydntemi olup, dzelligi;

a) temizleme fircasini (8) yvapisan bovya tozundan
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arindirmak icin atomizorin (1) temizleme fircasina

(8) ydnlendirme havasini plskiirtmesi ile, ve/veya

b) temizleme fircasinin havayla temizlenmesi icin
atomizdriun (1) valpalama hareketi vyapmasi ile, ve/veya

C) atomizdorin (1) temizleme firgasinin (8) temizleme

igleminden sonra havayla temizlemesi ile karakterize

edilmektedir.
14. 1Istem 11 ila 13’ten birine gére isletim y&ntemi olup,
Ozelligi;

a) dénen temizleme gdvdesinin (21) devir sayisinin,

Szellikle merkezkag kuvvetivyle ayarlanmas: ile, ve/veva
b) 1slak temizleme istasyonunun (4) dbnen temizleme
gbvdesinin (21) tahriklenmesine ydnelik besleme havasinin
ve atomizdrin (1) temizlenmesine yonelik hava akimz
aktarilmasi; dahasi besleme havasinin hava akima
- 50 N1/dak, 100 Nl/dak, 200 Nl/dak’dan vyilksek olmasi
ile, ve/veya
- 1500 Nl/dak, 1000 Nl/dak, 750 Nl/dak wveya 50

N1/dak’dan alg¢cak olmasi ile karakterize edilmektedir.
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TARIFNAME

TEMiZLEME CIHAZI VE BUNA AIT ISLETIM YONTEMi

Bulus, bir atomizdrin ozellikle bir doner atomizorin
temizlenmesine ydnelik bir temizleme c¢ihazi ile ilgilidir,
Ayrica bulus bu tir Dbir temizleme cihaza icin isleme
véntemiyle 1lgilidir. Motorlu tasit kaporta bilesenlerinin
boyanmasina yoénelik artik boyva sisi (“Overspray”) atomizdrin
dis ylzeyinde birikebilecedi idi¢in =zaman zaman tTemizlenmesi
gereken mutat déner atomizdrler kullanilmaktadir. Runun ig¢in
Sdrnedin DE 10 2010 052 698 A1, EP 1 671 706 A2, WC 97/18903 Al
ve DE 10 2006 039 641 Al sayili patentten bilindigi dUzere
mutat temizleme cihazlari kullanilabilir. Bilinen bu temizleme
cihazlarinda temizlenecek atomizodrlerin temizlide iletilen
mahfazasi1 vardir; dahasi atomizdr temizleme enjektdrlerinin
mahfazasinin igcinde temizlik maddesivyle yikanir; dahasa
temizlik maddesi basincli hava wve temizlik sivilari karisimi
olabilir.

Bilinen temizleme c¢cihazlarinda eski, boyanmis motorlu tasait
kaportalarini boyama kabininden disari tasimak ve yeni,
boyanmamis motorlu tasit kaportalarini boyama kabinine iletmek
icin boya tesisinin transfer siirelerine (8rn. 15 saniye), vani
boyanacak motorlu tasit kaportasina gecgmek ig¢gin gereken silireye
uyarlanamayan gbrece uzun temizleme slresi dezavantajlidair.
Béylece boya tesisinde boyanacak motorlu tasit kaportalar:
sirayla boyanabilir; dahasi bir motorlu tasit kaportasinin
defistirme sliresi drnedin 15 sanivyedir. Bu defistirme
siiresinde atomizor esasen boyama igletiminde calisamaz,
bdylece atomizérin temizlidi ic¢in dedistirme siiresi isletim bu
nedenle durdurulmadan vapilabilir. Yani en 1iyi durumda arka
arkaya motorlu tasit kaportalara arasindaki dedistirme
sliresinden kisa olan kisa temizleme stresi gerektiren
temizleme cihazi {iretmek istenmektedir.

Ayrica teknidin bilinen durumunda EF 1 367 302 A2, DE 101 295
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667 Al, GB 2 198 033 A, DE 10 2007 033 036 Al, US 2014/0008
457 Al, DE 195 08 725 Al sayili patent dokimanlarina atifta
bFulunulmaktadir.

DE 20 2012 103 426 Ul sayili patent dokiimanindan, bir
temizleme akigkaninin verilmesi ig¢gin dénebilen temizleme
gdvdesinin bulundudu bilinmektedir. Burada Gzellikle
yilzeylerin temizlenmesinde kullanilan mobil, taginabilir
temizleme cihazlari s&z konusudur.

Bulusun amaci uygun sekilde iyilegtirilen bir temizleme cihazi
retmektir.

Bu amaca ana isteme gdre veya yan isteme gdre uygun isletim
vontemiyle bulus konusu bir temizleme cihazi ile ulasilir.
Bulus &ncelikle atomizéril bir temizlik akiskani ile yikamak
i¢cin en az bir temizleme enjektdril pbulunan giriste agiklanan
bilenen temizleme c¢ihazlarina uygun bir 1slak temizleme
istasyonu Ongdrmektedir; dahasi femizlik ig¢in atomizdr i1slak
temizleme istasyonuna iletilmektedir.

Teknidin bilinen durumuna kiyasla bulus konusu temizleme
cihazlarindaki temizlik enjektdérleri =sabit dedildir, ayni
zamanda temizlik akiskaniyla wverilen igletimde donen wve acik
ucunda bir enjektor deligi bulunan boyuna uzatilan,
déndirilebilir temizleme gévdeleri de vardir.

Temizlik g&vdesinin akis yonine verlesgstirilen ucundan tercihen
ezasen dbdnme eksenine dofdru koaksival gecgmektedir. Buna karsi
temizlik gévdesinin ac¢ik wucu tercihen temizlik gdvdesinin
dénme eksenine karsi hafif Dbikimlidir, Dbdylece temizlik
akiskani temizlik gdvdesinin godsterimine badgli olarak farkl:
vé&nlere plskirtiilebilir. Pratikte temizlik akiskaninin temas
noktasinin Ustinden gegerek halka seklinde bir hatta
temizlenecek bilegsenin ylzeyine gelir. Temizleme gdvdesinin
dénme  hareketi ve temizlik akiskaninin gergeklesen yon
dedisiklidine bagli clarak daha 1iyi temizleme etkisi saglar,
bu da temizlik siresinin kisaltilmasina olanak sadlar. Bdylece
temizlik siiresi temizlik kalitesinin altina digilmeden bulusg

konusu temizleme cihazainda 30 saniyeden, 20 saniyeden, 15



10

15

20

25

30

35

saniveden veva hatta 10 saniyeden kisa slUrebilir.

Isletim sirasinda dénen temizlems gbvdesi, temizleme
gdvdesinin Onlenemeyen balans bozukluklara nedeniyle
istenmeyen titresimlere neden olur. Bu nedenle temizleme

govdesinin doénmesinden kaynaklanan titresimleri azaltan bulus
konusu temizleme gdvdesinde tercihen bir kitle dadilim
ve/veya temizleme gdvdesinin donme eksenine iliskin esasen
eksenel olarak simetrik Dbir dis konturu wvardir. Balans
bozuklugu eksenel simetrik kitle dagiliminin ongdrilmesiyle
konstriksiyvona badli olarak minimalize edilebilir.

Bulus kapsaminda temizleme gdvdesinin uygun trim adirliklar:
temizleme gévdesine takilarak balanslanma olanadi da vardir;
dahas1i trim agirliklarinin kiitlesi wve  tespit noktalar:
temizleme g&vdesinin statik ve/veya dinamik olarak
dengelendigi isabetli bir sekilde seg¢ilebilir.

Ayrica bulus konusu temizleme cihazinda temizleme gdvdesinin
devir sayisini ayarlamak i¢in tercihen Dbir devir savisi
regiilatdri vardir. Ornedin devir sayisi reglatdrinde,
temizleme gdvdesinin devir sayisina badli olarak Dbkir tirbin
carkinin tahriklenmesine yonelik belli tahrik havasinin bir
kismini ileten merkezkag¢ kuvveti regulatdri sdz kenusu
olabilir. Bu baglamda temizleme gdvdesi pnématik olarak tirkbin
carkiyla tahriklenir; dahasi tirbkin carkina tahrik havasi
puskiurtilir. Merkezkac kuvveti regliilatéri temizleme gdvdesinin
devir sayisina bagli olarak giris tarafli beslenen temizlik
havasinin bir kismini ayirir, bidylece temizleme havasinin
ayrilan kismi artik tirbkin carkinin tahriklenmesi icin
kullanilmaz bu da tiirbin c¢arkinin tahrik momentinin uygun
sekilde azaltilmasina ve bdylece devir s5&aylsinin
sinirlandirilmasina neden olur. Bir merkezkag kuvveti
regiilatdrl fikri, ayrintilariyla agiklanacadil iizere temizleme
govdesinin geri tepme tahrikinde gergeklestirilebilir.

Tahrik havasinin bir kisminin ayrilmasi ornedin tahrik havasi
piiskiirtiilen tahrik milinin disinda bulunan ve artan devir

sayisiyla tahrik milinin duvarinda radyal delikleri agik
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birakan mansenlar dzerinden gerceklestirilebilir, boylece
tahrik havasinin bir kismi iletilir we artik tahrik icin
kullanilmaz. Bu badlamda manson tercihen tahrik mili ile
dénebilir sekilde badlanmaktadir. Manson, temizleme gdvdesinin
disiik devir sayisainda contalayici olarak radyal deliklerde
tahrik milinin duvarinda bulunur ve bunlari contalar bdylece
radyal delikler {Uzerinden tahrik havasi sizmaz. Teknidin
bilinen durumuna kivasla bulus konusu temizleme cihazlarindaki
temizlik enjektdrleri sabkit dedildir, ayni zamanda temizlik
akiskaniyla wverilen igletimde dénen wve ag¢ik ucunda bir
enjektor deligi  bulunan boyuna u=zatilan, dondiirilebilir
temizleme gdvdeleri de vardar.

Ornedin merkezkac kuvveti regiilatériiniin mansonu, esnek o-
ringle distan tahrik milinin manto yilizeyine bastirilan bircok
baliimden olusgabilir, Fsnek o-ring bélimleri merkezkag
kuvvetine karsgi radyal olarak igeri tahrik milinin dis
duvarina bastirir, boylece tahrik milinin dis duvarainda
bulunana radyal delikler contalanir.

Alternatif olarak merkezkac kuvveti regiilatoriinde devir
saylsina bagli olarak sekil dedistiren ve Dbdylece fren
momentini {ireten bir fren elemani Dbulunma olanadi vardir.
Devir sayisli artarken fren elemani, fren elemani sabit fren
vizevinde duracak ve bdylece bir fren momenti liretecek sekilde
bigim dedistirir.

Bir merkezkac kuvveti reglilatdrinin teknik olarak
gerceklestirilmesinin bir dider clanad: da temizleme
gévdesinin geri tepme tahrikinde olusur. Burada ¢evresel yédnde
bir akiskan geri tepme etkisi nedenivyle ilgili tahrik
momentini Ureten dirsekli boru idzerinden digari atilair. Boru
esnek olabilir ve temizleme gdvdesinin devir sayisina bagli
olarak ve bununla iretilen merkezkac kuvvetiyle sekil
dedistirebilir, béylece c¢ikig yénl devir sayisina badlidar.
Devir sayisi distikken «c¢i1ikis Dborusu neredeyse hig sekil
defigtirmez wve akiskani tam olarak c¢evresel vyonde disar:

verir, bdylece maksimum geri tepmeye ve maksimum tahrik
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momentine ulasilabilir. Artan devir sayisi ve buna uygun biuylk
merkezkac kuvveti ile ¢ikis boru g¢ikis ydni artarak radyal
yonde gecer, bdylece geril tepme estkisi azalir ve sadece diisik
bir tahrik momenti olusur bu da devir sayisinin ilgili sekilde
sinirlandirilmasini sadglar.

Bulusun tercih edilen uygulama drnedinde temizleme
enjektériinde EP 2 522 435 Al sayili patent dokUmaninda
aciklandi§i {lizere kilinen temizleme enjektérinyle konstriktif
benzesmeler vardir, bdylece mevcutL tarifnamenin bu patent
baskisinin igerigi konstriktif yaplya ve temizleme
enjektériinin galisma sekline iliskin tam kapsayici olarak
hesaba katilmalidar.

Temizleme enjektdriinde tercihen dénen temizleme gdvdesini
saran bir sabit huni vardir. Bulus kapsaminda kullanilan huni
kavrami tercihen &n tarafi ag¢ik olan wve &n tarafina dodru
genigleyen wve hatta tercihen koni seklinde wveyva konveks olan
bir govdeyi belirtmektedir. Bulug kapsaminda kullanilan huni
kavrami genel colarak anlasilmalidir ve O&rnedin temizleme
enjektorinin silindir seklinde dis mahfazasini da
kapsamaktadir.

Ayrica dénen  temizleme govdelerinin  tercihen  bir sert
malzemeden olusmasi, boylece doénen temizleme govdenin
igletimde esasen sekil defistirmedidine de definilmelidir.
Temizleme gdvdesi devir sayisi ve bundan kaynaklanan merkezkag
kuvvetinden bagimsiz olarak huninin 1i¢ duvarina c¢arpmadidl
i¢in avantajlzidair.

Tercihen dénebilen temizleme gbvdesi agik ucuna dogdru
6zellikle koni seklinde genisler. Ornedin temizleme gdvdesi
5°-20° wveya 10°- 15° konik aciyla acik ucuna dodru koni
seklinde genigleyebilir. Bu koni seklindeki genisleme,
temizleme akiskaninin asimetrik verilmesine radmen eksenel
olarak simetrik kitle dagilimina olanak sadlar. Temizleme
gbvdesinde, ic¢inden dis hortumun ve 1i¢ hortumun koaksiyal
gectidi tercihen bir uzunlamasina delik wvardir.

I¢c hortum tercihen dis hortum ile ic hortum arasindaki bosluk
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halkasi basingli havayi 1iletirken bir temizleme akiskaninin
(8rn. temizleme akiskani) gecmesi icindir. I¢ hortum bu
nedenle tercihen temizleme gdvdesinin acik ucunda akis yé&nilinde
temizlik maddesi Dbesleme hatti wve akis yonlinde enjektdr
delikleri (¢ikis deligi) ile baglanmaktadir. Dis hortum ile ig
hortum arasindaki bosluk halkasi tercihen temizleme gdvdesinin
acgik ucunda akig ydéninde hava besleme hatti wve akis yéninde
bir enjektdr delidi (c¢ikis delidi}) 1ile badglidir. Temizleme
gévdesinin acilk ucunda bulusun tercih edilen uygulama
drnedinde temizlik sivisi ve basingli hava karisimi verilir bu
da temizlik etkisinin iyi olmasini sadlar.

I¢ hortum tercihen akim yéniine yerlestirilen ucunda dénmeyecek
sekilde sabitlenmektedir. Dis hortum tercihen ddnen temizleme
gdvdesiyle ddner bu da i¢ hortum ile dis hortum arasinda badil
harekete neden c¢lur. Bu nedenle dis hortum tercihen ig
hortumdan daha serttir,

Avrica temizleme gdvdesinin enjektdr delidinin temizleme
gdvdesinin dénme eksenine dodru belli bir edim acgisiyla
bukilduginden béylece yukarida kisaca aciklandiga lzere
temizleme ghvdesinin déonmesi enjeksiyon yoniniin stirekli
degismesine neden oldudundan bahsedilmelidir. Temizleme
govdesinin donme eksenine nispeten edim acisi tercihen sadece
birkac @&rnek vermek icin 2°-  30°, 4°-20° wveyva 5°-10°
araligindadir.

Yukarida kisaca isletimde i¢ hortumun ve dis  hortumun
asinmasina neden olan ve hortumlarin ara sira dedistirilmesini
gerektiren i¢ hortum ile dis hortum arasinda badil hareket
meydana geldidinden bahsedilmistir.

Bulus konusu temizleme enjektdriinde tercihen i¢ hortumu (ve
bzellikle dig hortumu da) ve sikistirma elemanlarini kapsayan
bir dedistirilebilir hortum aksami vardir; dahasi sikistirma
elemani 1i¢  hortumu sikar ve Dbir vidalamali badlantiyla
temizleme enjektdrine sabitlenebilir. Boylelikle hortum aksami
kolay wve hizli bir sekilde dedigtirilebilir, bu da bulus

konusu temizleme cihazinin bakiminin ciddi derecede
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keolaylasmasini sadlar.

Ayrica bulus konusu temizleme cihazinda tercihen, atomizdrin
besleme yéniine 1iliskin alana dadgitilan ve tercihen esit
araliklarla verlestirilen bircok temizleme enjektdrii vardir.
Ornedin alana 120° ac1i mesafesiyle yerlestirilen {i¢ temizleme
enjektdéril daditilmaktadir, Bulus temizleme enjektdrlerinin
sayisina 1iliskin Uc¢ temizleme enjektdri ile sainarla dedildir,
farkli sayida temizleme enjektéril ile de gerceklestirilebilir.
Ornedin alana 90°1ik acl mesafeleriyle dort temizleme
enjektéri yerlestirilebilir,

Bulusun tercih edilen uygulama &rnedinde besleme ydniine dik
aciyla hizalanmis temizleme enjektédrleri ayni diizleme
yerlestirilmektedir. Alternatif olarak temizleme
enjektdrlerinin eksenel vy&énde arka arkaya verlestirilerek
bircok dizleme verlestirilmesi de mimkiindir. Ornedin iki
paralel dizleme ii¢ temizleme enjektdril yerlestirilebilir.
Temizleme enjektdrleri arka arkavya bircok diizleme
yerlestirildidinde, temizleme enjektdrlerinin nunferit
dizlemlerde temizleme enjektdrlerine bitigik diizlemde cevresel
yénde kaydirilabilmesi avantajlidair. Bu kaydirilmis yerlesim
dilzeni, temizlenecek atomizdrin dis yilizeyine esit plskiirtme
vapilmasini saglar. Ornedin temizleme enjektorleri bir
dizlemde, bitigik diizlemin temizleme enjektdrleri arasina
ortalanarak verlegtirilebilir. Ornedin ikinci dizleme g
temizleme enjektdrii 60°, 180° ve 300° aciyla yerlestirilmisken
birinci diizleme {i¢ temizleme enjektéri 0°, 120° ve 240° asiyla
verlestirilebilir.

Temizlenecek ztomizdril besleme yonii boyunca mahfazava iletmek
icin 1slak temizleme istasyonunun giris delikli bir mahfazasi
oldugu vyukarida zaten ac¢iklanmistir. Bulusun tercih edilen
uygulama Ornedinde mahfazanin giris delidi bir conta (Orn.
conta halkasi, o-ring) ile contalanmaktadir. Alternatif olarak
girigs deligi bir blokaj havasi contasiyla contalanabilir;
dahas: blokaj havasi contasit giris delidi {lzerinden bloka

havasini 1iifler. Bu tiir bir blokaj havasi contasi teknidin
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bilinen durumundan bilinmektedir ve &rnedin EP 1 367 302 AZ
sayili patent dokumaninda ag¢iklanmistir, bdylece Dbu patent
dokliimaninin iceridi mevcut tarifname bkloka] havasi contasinin
konstritksiyvonu ve c¢alisma sekline iliskin tam kapsamli bilgi
igermektedir,

Ayrica 1slak temizleme istasyonunun mahfazasinda giris
delidinin altina ve Dbuna mesafeli olarak Dbesleme yonine
kcaksival hizalanmig tercihen bir ic tilp verlestirilmektedir.
Bu i¢ tip c¢an tabadinin icten temizlenmesi 1i¢gin temizlenecek
atomizdrin can tabadginin koyulmasi i¢indir. Burada i¢ tiupteki
kir kalintilarini toplayan yikama maddesi atomizérden c¢an
tabadina iletilir.

Bulusun tercih edilen uygulama &rnedinde miinferit temizleme
enjektdrleri enjeksiyon ydnleriyle belli bir edim ag¢isiyla
atomizérin besleme yénine bikilir. Bu edim acisi tercihen 20°-
80° araligindadir; dahasi 60°1ik Dbir dederin &zellikle
avantajli oldudu ispat edilmistir. Temizlenecek atomizdrin
yllzeyine nispeten minferit temizleme enjektdrlerinin edim
aclsl tercihen 90°dir. Minferit temizleme enjektérlerinin edim
acisi baska bir enjektor tutucusu monte edilerek
dedistirilebilir.

Burada temizleme enjektérlerinin edim acilarinin temizleme
etkisini optimize etmek icin temizleme enjektdrlerinin farkla
dizlemlerinde farkli olabilecedine dedinilmelidir.

Ayrica temizleme enjektérlerinin cikis delikleri ile
atomizdriln temizlenecek ylzeyleri arasinda belli bir temizleme
mesafesinin bulunduuna dedinilmelidir. Bulus konusu temizleme
cihazi tercihen temizleme mesafesi 10 mm - 50 mm aralidinda

olacak sekilde tasarlanmaktadir; dahasi temizleme mesafesi

igin 30 mrm deferinin bzellikle avantajla oldugu
ispatlanmistair.

Bulus konusu temizleme enjektoérlerinin 1slak temizleme
istasyonuna ve dodrusu 1slak temizleme istasyonunun

mahfazasina sabitlenmesi tercihen bir enjektdr tutucusuyla

gerceklestirilmektedir; dahasi enjektdér tutucusu tercihen
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minferit temizleme enjektdrlerinin dedistirilebilir olarak
sabitlenmesine olanak saglamaktadir. Tercihen temizleme
enjektdrlerinin titresimlerinin aktarilmasini azaltmak 1ic¢in
enjektdr tutucu titresimleri sonimler. Bu, temizleme
enjektorlerinin  dénen temizleme gdvdesi genellikle tamamen

balanslanmadigl ve bu nedenle 1ilgili titresimler 1slak

temizleme istasyonunun mahfeazasina aktarildiga icin
avantajlidir. Enjektdr tutucunun titresimleri sénimlevyen
tasarimi temizleme enjektdrlerinden 1slak temizleme

istasyonunun mahfazasina titresim aktarimini azaltir. Ornedin
bunun igin enjektdr tutucusunda titregimleri sdniimleyen
elastomer bilesen &ngériilebilir, &rnedin bir o-ring.

Ayrica enjektdr tutucunun temizleme enjektd4riinlt tercihen
sekilsel sabitlemeli olarak sabitledidine dedinilmelidir;
dahas1 enjektdr tutucuda temizlems enjektoérlerinin
sabitlenmesi icg¢in en az bir wvida wvardir. Tercihen bu wvida
temizleme enjektdrinden kaynaklanan titresimlerin wvidalamali
baglantilara agcmasinil 6nlemek igin sabit (kendiliginden
kilitli) olusturulmaktadir. Enjektdr tutucu tercihen iki sabit
vidayla temizleme enjektdrlerinin hizla dedistirilmesine
olanak sadlamaktadir.

Donene temizleme gdvdeleri ig¢i dénme tahrikinin pnématik
olarak tahriklenen en azindan doéndlriilebilir bkir tirbin
carkivyla vaplilabildigine yukarida kisaca deginilmistir.
Tercihen tirbin c¢arki radyal olarak i1¢ten disa dodru hareket
etmektedir, fakat diger tirbin c¢arki vapi sekilleri de
mumkindir.

Bulusun tercih edilen uygulama drnedinde tirbin c¢arkinin
i¢inde ig¢ten beslenen tahrik havasina tirbin carkina almak
ig¢in birgok delik wvardir. Tirbin c¢arkindaki delikler tirbin
carkinda bir tirbin bdlmesine girmektedir; dahasi mlinferit
tirbin bélmelerinde c¢evresel vyodne hizalanan, 1lgili tahrik
momentini aktaran bir cg¢ikis delidi wvardir. Mianferit tirbkin
b&lmelerinin g¢i1kis deliklerinin enkesit vyiizeyi tercihen 0,5

mmZ-3 mm? aralidindadir. Bulusun tercih edilen uygulama
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drnedinde tahrik havasi turbin carkina gec¢tikten sconra kolayca
disarz verilmemektedir. Tahrik havasi tlirbin carkindan
gectikten sonra tercihe blokaj havasi olarak blokaj havas:
enjektérlerinden sabit huni ile dénene temizleme gdvdesi
arasindaki bogluk halkasindan verilir. Bu blokaj havasi icteki
rulmanlar i¢in halka seklinde koruyucu manto olusturur ve
Overspray veya difer kirlerin rulmana ulagmasi &nlenir.

Avrica eksenel olarak arka arkava verlestirilebilen d&nen
temizleme gévdesinin ftahriki igin birgck tirbin carki
dngorilebilecedine dedinilmelidir. Bu &rnedin tahrik havasinin
gilciinin artirilmasi i¢in mantiklas olabilir. Ddnen temizleme
gdvdesinin tahriki igcin baska bir olanak da temizleme
gdvdesinin cikan temizleme akiskaninin geri tepmesini
tahriklemek ic¢cin temizleme gdvdesinin ag¢ik ucunda ¢evresel
yone hizalanan bir ¢ikis delidi bulunmasidir.

Bu versiyonda ddénen temizleme gdvdesinin tahriklenmesine
yonelik rotorun akig direnciyle temizleme gévdesinin devir
sayisinil sinirlandirmak i1¢in temizleme gdvdesinde en az bir
rotcr wvardir. Alternatif olarak rotor uygun sekilde vikanirsa
rotor tahrik ic¢in de kullanilabilir.

Bulus konusu temizleme <cihazinda tercihen bir temizleme
maddesi badlantisi ve bir besleme havasi bkaglantisi wvardir;
dahasi temizleme maddesi bagdlantisi Uzerinden bir temizleme
zkiskani (6rn. solvent) beslenirken besleme havasi badlantisa
dzerinden basincgla hava beslenir. Minferit temizleme
enjektdrlerindeki hesleme havasi tahrik havasini tiirbin
carkinin tahriklenmesine y&nelik temizleme enjektdrii ve dider
vandan temizleme havasinda temizlenen atomizdre daditir.
Tahrik Thavaszi, tirkbin ¢arkinin tahriklenmesi ig¢indir we
akabinde yukarida aciklandidi: {izere Dblokaj havasi olarak
kullanilair. Temizleme havasi sadece atomizdriin temizlenmesi
ig¢indir ve temizleme akiskani 1le temizlenecek atomizére
verilir. Temizleme havasinin tahrik havasina orani Ornedin
1:1,2:1, 3:1 wveya 4:1 olabilir; dahasi oranin 2:1 o¢lmasinin

avantajli oldudu ispatlanmistir.
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Ayrica temizleme akiskaninin miktar debisi (hacimsel debi veya
kitlesel debi) ve besleme havasinin miktar debisi (kiitlesel
dekbi wveya hacimsel debi) tercihen Dbirbirinden bagimsiz
ayarlanabilir. Bu, temizleme akiskaninin miktari azaltilirken
temizleme govdesi ic¢in tahrik momenti wve temizleme havasinin
enerjisi yuksek tutabilme olanagini saglar. Temizleme
akiskaniin miktari tercihen temizleme cihazinin tim temizleme
enjektdrleri dicin merkezi wve tek tip avyarlanir. Bu avar
drnedin bir basing regiulatdr valfi, dedgistirilebilir kaplamalyi
kisma wvanasi veya 1igne wvalfi {Uzerinden gergeklestirilebilir.
Temizleme akiskaninin miktarinin yani sira alternatif wvevya ek
olarak c¢evrim siresi (temizleme slresi) dedistirilebilir (&rn.
artirilabilir veya azaltilabilir).

Ayrica temizleme gdvdesinin tercihen 500 devir/dakika 1la

30.000 devir/dakika araliginda bir devir sayisi ile ddndigiine

dedinilmelidir; dahasa 2.000 devir/dakika ila 8.000C
devir/dakika devir Sayisi aralidinin avantaji oldudu
ispatlanmistair.

Buna ek olarak temizleme <cihazinin farkli Dbilesenlerinin
dretken Uretim ydntemi (“rapid prototyping”) lretilebildigi
belirtilmelidir. Bu tir lUretken {retim vyéntemleri &rnedin WO
2010/028864 A2 sayili patentten Dbilinmektedir, béylece Dbu
patent decklmaninin igeridi mevcut tarifnameyi tam kapsaml:
icermektedir bu da dretimin iretken dretim yvontemiyle
ilgilidir.

Bulusun bir versiyeonunda temizleme c¢ihazi sabit olarak bir
kaplama sistemine monte edilmektedir, ©&rnedin bir boyama
kabininin zeminindeki kafes demire.

Bulusun baska bir versivyvonunda temizleme c¢ihazi hareketli
monte edilmektedir, bdrnegin hareket ettirilebilen boyama
robotuyla birlikte hareket eder sekilde. Temizleme cihazinin
bu bkirlikte hareket eden montaji temizleme cihazinin bkoyama
robotunun hareket konumundan badimsiz olarak daima dodrudan
boyama  robkotunun vyakininda bulunabilme, béylece temizlik

siiresini kisaltma avantaji sadlamaktadir.

11
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Yukarida aciklanan 1slak tTemizleme istasyonuna ek clarak bulus
konusu temizleme cihazinda atomizdériin kuru veya yari kuru
temizligi icin bkir kuru temizleme istasycnu da bulunabilir.
Ornedin kuru temizleme istasyonunda atomizérin dis tarafini
firgcalamak ig¢gin en az bir temizleme firgasi bulunabilir,
Bulusun bir uygulama drnedinde temizlik fircasa halka
seklindedir wve temizlik sirasinda atomizdrii halka seklinde
kusatair.

Bu badlamda kuru temizleme istasyonunun tercihen 1slak
temizleme istasyonunun mahfazasinin digsina yerlestirildigine
dedinilmelidir. TIslak ftemizleme istasyonu bu badlamda besleme
voni boyunca tercihen kuru temizleme istasyonunun
arkasindadir, bdylece kuru temizleme istasyonu atomizdriin arka
kismini temizlerken i1slak temizleme istasyonu atomizdrin 6n
kismini temizler,

Temizleme firgasinin temizleme hareketi atomizdre nispeten
bulus kapsaminda farkla sekillerde gergeklestirilebilir.
Bulusun bir versiyonunda temizleme fircasi sabit monte
edilmistir; dahasi temizleme fircasi 1ile atomizdr arasindaki
bagil hareketi gerceklestirmek i¢in atomizdr temizleme prosesi
sirasinda boyuna ekseni etrafinda déner. Bulusun baska bkir
versiyonunda atomizér, temizleme firgasi atomizdér etrafinda
dénerken temizleme prosesinde sabit tutulur. Bulusun baska bkir
versiyvonunda temizleme prosesi sirasinda hem temizleme firgasi
hem de atomizdér temizleme fircasi ile atomizdr arasainda
gereken bagil hareketi gerceklestirmek icin hareket
etmektedir.

Bulus kapsaminda ayrica 1slak temizleme istasyonunun altinda,
ufalanan temizleme akiskanini ayirmak igin bir damla
separatdéril bulunmasi da mumkindir.

Bu damla separatdril altina, damla separatdrinden ayrilan
temizleme akiskanini ve temizlenen boyayi toplamak 1ig¢in bir
toplama dizenedl verlestirilebilir.

Bulug, vukarida agiklanan bulus konusu temizleme cihazinin

vani sira 1ilgili isletim y&ntemini de kapsamaktadir; dahasa
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isletim yonteminin ayrintilara vukaridaki agiklamada
belirtilmistir, tekrarlarin Onlenmesi ig¢in isletim y&nteminin
tekrar aciklanmamaktadir.
Bulus konusu isletim yonteminin bir 6zellidi temizleme
fircasini vyapisan boya tozlarindan arindirmak igin temizleme
prosesinden sonra temizleme ¢ihazindan disari g¢ikarilirken
temizleme fircasina atomizdérin yvénlendirme havasinin
piskiirtiilmesidir. Bunun i¢in atomizér vydnlendirme havasi
aglkken &rnedin bir valpalama hareketi gergeklestirebilir.

Bulusun dider avantajli idleri gelistirmeleri alt istemlerde

karakterize edilir veya asagida bulusgun tercih edilen

tasarlama orneklerinin tarifi ile birlikte sekiller
vasitasiyla daha ayraintila olarak ag¢iklanmaktadir. Sekillerin
aciklamasi:

Sekil 1, bir 1slak temizleme istasyonlu ve kuru temizleme
istasyonlu bulugs konusu femizleme <c¢ihazinin gematik
gorindmini;

Sekil 2, Sekil 17deki 1slak temizleme istasyonunun vyandan
gdrinidmini;

Sekil 3, Sekil 2'deki 1slak temizleme istasyonunun tUstten
gorunumunii;

Sekil 4, Sekil 2 wve 3'e gbre 1slak temizleme istasyonunun
Sekil 3'teki A-A kesit hatti boyunca enkesit gdrinimiinii;

Sekil 5, Sekil 2 ila 47teki 1slak temizleme 1istasyonunun
temizleme enjektdrlerinin yandan gdriuniminii;

Sekil 6, Sekil 6'ya gdre temizleme enjektdrliinin uzunlamasina
kesit gdrinumini;

Sekil 7, Sekil 6'nin biyltilmils ayrintili gériniimiini;

Sekil 8, 3Sekil 5 ila 7’ye gdre temizleme enjektdrinin &nden
gorunumuni;

Sekil 9, Sekil 5 ila 7'ye gdbre hunisi sokiilmils bir temizleme
enjektériunid gdstermektedir.

Cizimler bulus konusu doner atomizdrin (1) can tabak (2) ile

temizlenmesine yénelik temizleme cihazinin uygulama oOrnedini

gbstermektedir; dahasi temizleme c¢ihazinda bkir kuru temizleme
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istasyonu (3) ve bir 1slak temizleme istasycnu (4) vardir.
Temizlik icin déner atomizdr besleme yoni (5) boyunca giris
delidinden (6) 1slak temizleme istasyonunun (4) mahfazasina
(7) vonlendirilir.

Kuru temizleme istasyonu (3}, 1slak temizleme istasyonunun (4)
mahfazasinin (7) disindadir, vani 1slak temizleme istasyonunun
(4) Ustlindedir. Islak temizleme istasyonu (4} déner atomizdrin
(1) 6n kismini c¢an tabakla (2) temizlerken déner atomizdriin
(1) kuru temizleme istasvonu (3} arka kismini temizlemektedir.
D&ner atomlzdrin (1) temizlenmesi icin kuru temlzleme
istasyonunda (3, sadece gamatik olarak gdsterilen firga
tahrikiyle hareket ettirilebilen halka seklinde bir temizleme
fircasi (8) vardir. Bir vyandan firca tahriki (9) halka
seklindeki temizleme firgasini (8) bir giris deligi (5)
etrafinda dondiirebilir, boéylece temizleme fircasi (8) déner
atomizdriin (1) dis kismini temizler. Dider vyandan firga
tahriki (9) temizleme firc¢asini (8) besleme vdnd (5) boyunca
kaydirabilir, boylece temizleme firgasi (8) dbner atomizdrin
(1) tim dis yizeyi uUstlinden gecgebilir.

Temizleme prosesinin  sonunda ¢ok eksenli  boyama  robotu
tarafindan yénetilen donme atomizoril 1slak temizleme
istasyonunun (4) mahfazasindan (7) disari g¢ikarilabilir ve
yv&nlendirme havasini halka seklindeki temizleme fircasina (8)
puskirtmek wve bunu temizlemek ic¢in bkir valpalama hareketi
yariitebilir.

Islak temizleme 1istasyonunda (4) c¢anak seklindeki mahfazanin
(7) ust kisminda alt kapak levhali (10} ve Ust kapak levhalzi
(11 iki parcali kapak wvardir; dahasi her iki kapak levhasi
(10, 11) ©Ornedin vidalamali Dbadlanti 1ile birbirine sabi
baglidir. Alt kapak levhasi (10) lUg germe kilidi (12) 1ile
govdeyle (7) baglidir. Germe kilitleri (12) ©&rnedin bakim
islemleri idig¢in 1slak temizleme istasyonunun {4) hizli bir
sekilde acilmasina olanak saglar.

ITslak temizleme istasyonunun (4) st kapak levhasinda (11),

ifleme havasini radyal clarak igeri veren ve bdylece atomizdre
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kuru hava 1ifleyen 1Ufleme havasi enjektérlerinin enjektor
pervazlari (13) bulunmaktadir.

Islak temizleme istasyonunda (4) alan lzerine esit araliklarla
dagitilarak yerlestirilen ¢ temizleme enjektdri vardir. Tekli
temizleme enjektdrleri (14) Dbir puskirtme vyunid (15) Dboyunca
déner atomizdériin (1Y dig kismina basingli hava temizleme
maddesi karisimini aktarir; dahasi pliskiirtme yénti (15} besleme
yéniine (5) dodru o «60° acisivla biikiilmektedir.

Tekli temizleme enjektdrleri (14) 1slak temizleme istasyonunun
(4) mahfazasinin (7)) duvarina GLitresim sdnimleyici olarak
monte edilmektedir. Tekli temizleme enjektdrleri (14) gdvdenin
(7) duvarindaki gedikleri iceriden kavrar ve bir kdgebent (16)
ile sabitler. Kdsebent 816} bir kolla temizleme enjektérinin

(14) vyivini (17) kavrar wve bunu sekilsel sabitlemeli olarak

gabitler, Kdsebentin (16) diger kolu asnek sHnumleme
elemanindadir (18) (gromet) ve iki sabit wvidavla 819)
sabitlenmektedir. Késebent (16} ile 1slak temizleme

istasyonunun (4) mahfazasi (7} arasindaki s&nliimleme elemani
(18) Titresim valitimi i¢indir, béylece temizleme
enjektérlerinden (14) kaynaklanan titresimler 1slak temizleme
istasyonunun (4) mahfazasina {(7) sadece diusuk Olcude
aktarilmaktadir. Ayrica tekli temizleme enjektdrlerinin (14)
bu tir tutuculari temizleme enjektédrlerinin hizli ve kolavyca
defistirilmesine olanak sagdlar.

Miinferit temizleme enjektdrlerinin (14) vapisi ve ¢alisma
sekli Ozellikle Sekil 4 ila 9°da gdsterilmektedir wve asadida
aciklanmaktadir.

Tekli temizleme enjektdrlerinin (14) acik ucuna dodru huni
seklinde genisleyen disarida duran, sabit hunisi (20) wvardir.
Huniye (20) isletimde ddnen temizleme govdesi (21)
yerlestirilmektedir; dahasi temizleme gbvdesi (21) déner
atomizdorin (1) dig kismini temizlemek 1icin isletimde basingli
hava ve temizleme maddesi (&rn. solvent) vermektedir.

Temizleme gdvdesinden (21), ic¢ hortumdan (22) ve dis hortumdan

(23) gecebilen uzunlamasina delik gecmektedir. Ic¢c hortum (22)1i
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bir temizleme maddesi badlantisi (24) Uzerinden beslenen bkir
temizleme maddesinin (8rn. solvent) beslenmesi icindir. Ig¢
hortum (22) 1le dis hortum (23} arasindaki becsluk, besleme
havasi baglantisi (25) {lzerinden beslenen temizleme havasinin
aktarilmasi: igindir.

Dénebilen temizleme gdvdesi (21), 1i¢i bos olusturulan wve ig
hortumu (22) ve dis hortumu (23) alan bir tahrik mili (26} ile
vidalanmaktadir.

Akis vyo6niine savali ucunda tahrik miline (26) bir kaymali vatak
(27) yerlestirilmektedir; dahasi temizleme havasi kaymali
vatakla (27) eksenel yonde akar ve tahrik milinin
duvarlarindaki radyal deliklerden (28) disariva dodru tlrbin
carkina (29) akabilir. Besleme havasi baglantisa {(25)
tzerinden beslenen besleme havasi temizleme havasi ve tahrik
havasina ayrilir. Temizleme havasi 1¢ hortum (22) ile dis
hortum (23) arasindaki bosluktan ileri akar ve tfemizleme
gdvdesinin (21) acik ucundan disari verilir. Tahrik havasi
radyal deliklerden (28) disa dodru tlirbin c¢arkina (29) akar ve
tirbin carkini tahrikler. Tahrik millerinin ({(Z¢) tirbin c¢arki
(29) i1le 1iki rulman (30, 31) {zerinden déndliriulebilir olarak
bir mahfaza parcasinda (32} yataklandidinda dedinilmelidir.
Tiirbin g¢arkindan (29) digari sizan tahrik havasi rulmanlarin
(30, 31) disindan ileri dogru deliklerden delikli bos bassiz
vidalara (33) akar ve bloka] havasi enjektdrlerinden (34)
(bkz. Sekil ) ileride disari cikar. Blokaj havasi
enjektdrleri (34) bhir blokaj havasi perdesini bosluk yéninde
sabit huni (20) 1ile dénen temizleme gdvdesi (21) arasina
verir. B&ylece rulmanin (30, 31) kirlenmesi minimalize edilir.
Govde parcasi (34) huninin merkeze vyakin ucuna takilir ve bir
conta halkasiyla (35) huniye (20) karsi contalanir. Conta
halkaszi (35) ayrica huninin (20) titresimlerle yerinden
clkmasini engeller.

Merkeze vyakin ucunda mahfaza parcasi {(32) baska bir mahfaza
parcgasina (36) takilir; dahasi mahfaza parcasi (32) baska bir
conta halkasivla (37) mahfaza parc¢asina {(36) karsi
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contalanmaktadir. Temizleme enjektdrinde (14) germe vidasiyla
(39) mahfaza parcasinda (38) sabitlebilen bir badlanti parcgasi
(38) wardir; dahasi baglanti par¢asinda (38) temizleme maddesi
baglantisi (24) ve besleme havasi badlantisi (25) vardair.

Sekil 6'da ayrica temizleme maddesi ile basing¢li  hava
karisimini belli plskliirtme y&nlerine (40) ileten temizleme
gdvdesinin (21} agik ucunda ig¢ hortumun (2Z) wve dig hortumun
(23) enijektdr deliklerine girdigi g&riilmektedir. Temizleme
govdesi (21) doénme ekseni {(41) etrafinda doner; dahasi
piuskirtme ydni (40) ddnme eksenine (41) karsi B «10° ac¢isiyla
bitklilmektedir. B edim acisi nedeniyle pilskiirtme yoniinin (40)
temizleme goévdesinin (21) dénmesi nedenivyle isletimde siirekli
degisir ve genis alanlarin lUzerinden geger. Ayrica S$Sekil 67da
temizleme gévdenin (21} acik ucuna dodru v «20° konik acayla
genisledigl godriilmektedir, Bunun mimkiinse temizleme gdvdesinin
(21) kiitle dadgiliminin eksenel olarak simetrik olmasi
istendidi icin temizleme gdvdesinin (21) dénmesine zradmen
olabildidince diisiik titresime neden olmasi gibi teknik bir
amacl vardir. Temizleme gdvdesindeki (21) ek kiitle ig¢ hortum

(22) ve daig hortumun {(23) karsisindaki tarafinda c¢ikisg

delidinin temizleme g&vdesinin (21) bkalans bozukluklarinin
dnlenmesi ig¢in kullanilmaktadir. Bulus vyukarida acgiklanan
tercih edilen uygulama drnedi ile sinirly: dedildir. Daha

ziyade, ayni sgekilde bulus fikirlerini kullanan ve bu nedenle
koruma alana kapsamina giren cok sayida cegitler ve
degistirmeler mimkindir. Bulus dzellikle basvurulan
istemlerden badimiz olarak ana istemin 6zellidgi haricg alt
istemlerin konusu ve dzelliklerini korumaktadir.
Referans isaretleri listesi:

Doner atomizdr

Can disk

Islak temizleme istasyonu

1
2
3 Kuru temizleme istasyonu
4
5 Besleme y&nu

6

Islak temizleme istasyonunun besleme ydni
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
490

Islak temizleme istasyonunun mahfazasi
Temizleme fircasi

Firca tahriki

Alt kapak parcgas:i

Ust kapak parcgas:

Germe kilitleri

Ufleme havasi icgin enjektér pervazi
Temizlik enjektdrii

Temizlik enjektorinin enjeksiyon y&éni
Kosebent

Temizlik enjektdriindeki yiv
Temizlik enjektérinin titresimlerini
sdnlimleme elemani

Sabit vidalar

Huni

Temizleme gdvdesi

I¢ hortum

Dis hortum

Temizlik maddesi badlantisa

Besleme havasi baglantisi

Tahrik mili

Kaymali yatak

Tahrik milindeki radvyal delikler
Tirbin carki

Rulman

Rulman

Govde parcasi

Delikli bassiz vidalar

Blokaj havasi enjektoérleri

Conta halkasa

Mahfaza parcaszi

Conta halkasa

Badlanti pargasi

Germe vidasi

Temizleme gdvdesinin enjeksiyon yénil
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41 Temizleme govdesinin dénme ekseni
a Enjeksiyon yoni ile besleme ydnil arasindaki efim agisi
B Donme eksenine ytnelik enjeksiyon ydnltniin edim acisz

Yy Temizleme gdvdesinin koni acgisi
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